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RESUMO

Este trabalho, iniciado em agosto de 2015, tem como objetivo obter filmes de
nitreto de cromo, pelo método de de implantacdo idnica por imersdo em plasma e
deposicao (3IP&D) reativa, com as seguintes propriedades: elevada dureza, resistentes
a corrosdo, oxidagdo e desgaste e fortemente aderidos a superficie, de modo a melhorar
as propriedades superficias de um material metélico (agco carbono SAE1070). ). As
condi¢des experimentais de crescimento do filme foram a partir de misturas gasosas de
nitrogénio e argonio, variando as propor¢des de acordo com o experimento realizado,
os parametros experimentais adotados durante o tratamento foram: Em um primeiro
experimento foi realizado com uma mistrura de 1:1 mantendo um fluxo de 5 sccm para
ambos, em um segundo experimento aumentou-se a propor¢do de N2, mantendo uma
relacdo de 2:1, com um fluxo de 10 sccm de nitrogénio e 5 sccm de argonio € em
terceiro experimento realizou-se uma mistura de 1:2 em relacdo a Ar, com um fluxo de
5 sccm de nitroégenio e 10 sccm de argonio. A pressao de trabalho ficaram proximas de
3x10-2 mbar. Foi aplicada uma poténcia em torno de 200 w no magnetron sputtering e
ao mesmo tempo pulsos de alta tensdo negativa de 4Kv com corrente de 3,5 A (
primeiro experimento) e 4,5 A (segundo e terceiro experimento), com frequéncia de
repeticdo de 500 Hz e largura de 20 ps foram aplicados no tubo/porta amostra. O tempo
total implantacdo de ions e deposi¢do foi de 60 minutos nos trés experimentos. Por
meio da espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X verificou-se a formacgao
de nitreto de cromo, os quais apresentaram crescimento colunar nos dois primeiros
experimentos de acordo com as andlises realizadas por meio de microscopia de forga
atdmica. Logo, a associacdo das técnicas de deposi¢do por magnetron sputtering e
implantacao idnica por imersdo em plasma mostrou-se bastante efetivo na formagao de
filmes compostos aderidos a superficie das amostras. Entretando, os resultados dos
ensaios tribologicos mostraram um aumento do coeficiente de friccdo e do desgaste e
sugerem que estes filmes ndo apresentam desempenho satisfatorio em aplicagdes que
requerem contato em movimento relativo. Para dar continuidade a este projeto de
Iniciacdo Cientifica estdo programadas as atividades: Ensaios de corrosao;
determinagdo da propor¢do ideal de nitrogenio e argdnio; preparagdo e execucgdo de
novos experimentos de implatacdo i6nica e deposicao. Tratamento das superficies
metdlicas e verifica¢do de resultados tedricos.
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